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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest kompaktowe, odsrodkowe uszczelnienie z cieczg magnetyczna,
stosowane zwilaszcza przy tozyskowaniu tocznym watdéw szybkoobrotowych w budowie maszyn
i urzadzen.

Znane z opisu patentowego US4200296, uszczelnienie odsrodkowe z cieczg magnetyczna,
w ktorym uktad magnetyczny zfozony z magnesu trwatego spolaryzowanego osiowo i dwéch nabie-
gunnikéw, umieszczony jest w tulei osadzonej na obracajgcym sie wale i tarczy z wystepami uszczelnia-
jacymi wykonanymi na jej bocznych powierzchniach, umocowanej w obudowie i usytuowanej pomiedzy
nabiegunnikami. W stanie spoczynku i przy matej predkosci obrotowej watu, ciecz magnetyczna znajduje
sie w szczelinach pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi a powierzchniami bocznymi nabiegunnikéw,
zas przy duzej predkosci obrotowej walu, ciecz magnetyczna zostaje odrzucona na zewnatrz i tworzy
pierscien cieczy zaporowej wokot tarczy, stanowiac bariere dla czynnika uszczelnianego.

Istotg uszczelnienia wedtug wynalazku, ztozonego z magnesu trwatego, dwdch nabiegunnikéw
i cieczy magnetycznej jest to, ze nabiegunniki zewnetrzny i wewnetrzny o przekroju poprzecznym
w ksztalcie litery ,L” potaczone sg ze sobg i osadzone nieruchomo w obudowie. Magnes trwaty, spola-
ryzowany osiowo osadzony w tulei na wale, umieszczony jest we wnece utworzonej przez nabiegun-
niki. Ciecz magnetyczna znajduje sie w szczelinach powstatych pomiedzy powierzchniami bocznymi
magnesu i wewnetrznymi powierzchniami bocznych ramion nabiegunnikéw, przy czym zar6éwno na
powierzchniach bocznych magnesu jak i na wewnetrznych powierzchniach bocznych ramion nabie-
gunnikéw moga by¢ wykonane wystepy uszczelniajgce.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadach wykonania na rysunku w przekroju
osiowym, na ktérym fig. 1 przedstawia uszczelnienie z wystepami uszczelniajacymi wykonanymi na
wewnetrznych powierzchniach bocznych nabiegunnikéw, fig. 3 uszczelnienie z wystepami uszczelnia-
jacymi wykonanymi na powierzchniach bocznych magnesu w stanie spoczynku lub przy matej predko-
$ci watu, a fig. 2 i fig. 4 te uszczelnienia przy duzej predkosci obrotéw watu.

Uszczelnienie wedtug wynalazku (fig. 1) sklada sie z nabiegunnika zewnetrznego 1 o przekroju
poprzecznym w ksztalcie litery L osadzonego w obudowie 2, nabiegunnika wewnetrznego 3 takze
0 przekroju poprzecznym w ksztalcie litery L umocowanego w nabiegunniku 1 ,na zaktadke”, magnesu
trwatego 4 spolaryzowanego osiowo i umieszczonego w tulei niemagnetycznej 5 osadzonej na wale 6.
Ciecz magnetyczna 7 znajduje sie w szczelinach 6 pomiedzy wystepami uszczelniajacymi wykonany-
mi na bocznych powierzchniach ramion nabiegunnikéw 1 i 3 a bocznymi powierzchniami magnesu 4.

W przyktadzie wykonania uwidocznionym na rysunku fig 3, uszczelnienie sklada sie z nabie-
gunnika zewnetrznego 1 o przekroju poprzecznym w ksztaicie litery L osadzonego w obudowie 2,
nabiegunnika wewnetrznego 3 takze o przekroju poprzecznym w ksztalcie litery L umocowanego
w nabiegunniku 1 ,na zaktadke”, magnesu trwatego 4 spolaryzowanego osiowo i umieszczonego
w tulei niemagnetycznej 5 osadzonej na wale 6. Ciecz magnetyczna 7 znajduje sie w szczelinach &
pomiedzy wystepami uszczelniajgcymi wykonanymi na bocznych powierzchniach magnesu 4 a bocz-
nymi, wewnetrznymi powierzchniami ramion nabiegunnikéw 1 i 3.

Zamkniety obwéd magnetyczny utworzony jest przez magnes, nabiegunniki i ciecz magnetyczna.

W warunkach eksploatacji uszczelnienia, przy matej predkosci obrotowej watu oraz w stanie
spoczynku, ciecz magnetyczna utrzymywana jest sitami pola magnetycznego w szczelinach & (fig. 1
i fig. 3).

Przy duzej predkosci waltu, ciecz magnetyczna na skutek dziatania sity odsrodkowej przewyzszaja-
cej site pola magnetycznego, jest odrzucona do zewnetrznej szczeliny obwodowej wokét magnesu (fig. 2
i fig. 4), tworzgc warstwe cieczy zaporowej, ktéra stanowi bariere dla czynnika uszczelnianego.

Zastrzezenie patentowe

Kompaktowe, odsrodkowe uszczelnienie z cieczg magnetyczng ztozone z magnesu trwatego,
dwdch nabiegunnikéw i cieczy magnetycznej, znamienne tym, ze nabiegunniki zewnetrzny (1) i we-
wnetrzny (3) o przekroju poprzecznym w ksztatcie litery ,L” potgczone sg ze sobg i osadzone nieru-
chomo w obudowie (2) magnes trwaty (4), spolaryzowany osiowo osadzony w tulei (5) na wale (6),
umieszczony jest we wnece utworzonej przez nabiegunniki (1) i (3), natomiast ciecz magnetyczna (7)
znajduje sie w szczelinach powstatych pomiedzy powierzchniami bocznymi magnesu i wewnetrznymi



PL 206 282 B1 3

powierzchniami bocznych ramion nabiegunnikéw, przy czym zaréwno na powierzchniach bocznych
magnesu jak i na wewnetrznych powierzchniach bocznych ramion nabiegunnikéw moga by¢ wykona-
ne wystepy uszczelniajace.

Rysunki
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